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摘要(译)

本发明涉及一种控制由超声敏感颗粒携带的材料的释放的方法和设备，
该释放是通过用超声脉冲照射超声敏感颗粒引起的，所述超声脉冲具有
选择的声学特性以便与超声敏感颗粒相互作用并且从而导致材料的释
放。超声敏感颗粒包括超声敏感颗粒的子组，同一子组内的超声敏感颗
粒具有其各自的声学特性，使得每个相应的子组独立地与声波相互作
用。
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